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(57) Abstract: A microlithographic projection exposure system contains a lighting device (12) for producing a projection light (13)
and a projection objective (20; 220; 320; 420; 520; 620; 720; 820; 920; 1020; 1120), with which a reticle (24), which can be placed
in an object plane (22) of the projection objective, can be projected onto a photosensitive layer (26) that can be placed in an image
plane (28) of the projection objective. The projection objective is designed for an immersion operation during which a lens (L5;
P 1.205; 1L.605; 1.705; 1.805; 1.905; 1.1005; 1.1105) of the projection objective, this lens being the closest one to the image, is immersed
in an immersion liquid (34; 334a; 434a; 534a). A terminating element (44; 244; 444; 544; 644; 744; 844; 944; 1044, 1144) that is
transparent to the projection light (13) is fixed between the lens closest to the image and the photosensitive layer.

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]



WO 2004/107048 A3

0 000 RO O

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fiir
Jede verfiigbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG,
7ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU,
TJ, TM), europdisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT,
RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA,
GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veroffentlicht:
—  mit internationalem Recherchenbericht

(88) Verdffentlichungsdatum des internationalen
Recherchenberichts: 28. April 2005

Zur Erklirung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-
kiirzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co-
des and Abbreviations") am Anfang jeder reguliren Ausgabe der
PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Fine mikrolithographische Projektionsbelichtungsanlage enthlt eine Beleuchtungseinrichtung (12) zur
Erzeugung von Projektionslicht (13) und ein Projektionsobjektiv (20; 220; 320; 420; 520; 620; 720; 820; 920; 1020; 1120), mit dem
ein in einer Objektebene (22) des Projektionsobjektivs anordenbares Retikel (24) auf eine in einer Bildebene (28) des Projektionsob-
jektivs anordenbare lichtempfindliche Schicht (26) abbildbar ist. Das Projektionsobjektiv ist fiir einen Immersionsbetrieb ausgelegt,
bei dem eine bildseitig letzte Linse (L.5; 1.205; 1.605; 1.705; L805; 1.905; 1.1005; 1.1105) des Projektionsobjektivs in eine Immer-
sionsflussigkeit (34; 334a; 434a; 534a) eintaucht. Ein fiir das Projektionslicht (13) durchléssiges Abschlusselement (44; 244, 444;
544; 644; 744; 844, 944; 1044, 1144) ist zwischen der bildseitig letzten Linse und der lichtempfindlichen Schicht derart befestigt.
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